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Products Solutions Services

Cyfrowa elektroda redoks
Orbipac CPF82D

Kompaktowa elektroda w technologii
Memosens do pomiarow wody

Korzysci:

= Mozliwo$¢ montazu w armaturze przeptywowej i zanurzeniowej

= Opatentowany mostek elektrolityczny KNO3 w celu lepszej ochrony
elektrody przed szkodliwymi jonami S*” or CN”

= Polimerowa ostona ochronna przeciwko uszkodzeniom

= Bezstykowa, indukcyjna transmisja sygnatu pomiarowego: maksymalne
bezpieczenstwo procesu

= Umozliwia przewidywanie czasu konserwacji dzieki przechowywaniu
czujnika wraz z danymi procesowymi

= Mniejsze koszty operacyjne dzieki zminimalizowanemu czasowi
przestoju oraz wydtuzonej dtugosci zycia czujnika

Kluczowe parametry

= Zakres pomiarowy -1500mV to +1500mV

= Temperatura procesu 0 to 80 °C (32 to 170 °F)

= Cinienie procesu 1 to 10 bar abs at 80 °C (15 to 145 psi abs at
176 °F)

Zastosowanie: Orbipac CPF82D to proste, cyfrowe rozwigzanie do
pomiaru ORP w wymagajacyh warunkach $rodowiska. Duza, tatwa w
czyszczeniu diafragma wykonana z PTFE charakteryzuje sie niska
obstugowoscig, natomiast mozliwos¢ montazu w armaturze
przeptywowej i zanurzeniowej zapewnia oszczednos¢ miejsca i czasu.
Dzieki technologii Memosens, elektroda CPF82D zapewnia maksymalng
integralnosc danych oraz tatwosc obstugi. Jest odporna na korozje i
wilgo¢, umozliwia wykonanie doktadnej kalibracji w powtarzalnych
warunkach laboratoryjnych i prewencyjna diagnostyke.

Funkcje i specyfikacja
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Potencjat redoks

Orbipac CPF82D

Zasada pomiaru

Sensor ORP / Redox

Aplikacja
Flotation, leaching, neutralization, outlet monitoring

Charakterystyka
Resistent against electrolyte poisoning and dirt repellent gel-electrode
including process connection NPT 3/4"

Zakres pomiarowy

-1500mV to +1500mV

Zasada dziatania
Gel-compact electrode with double chamber reference system, potassium
nitrate bridge electrolyte and PTFE-diaphragm, platinum ring

Konstrukcja
Compact electrode in PPS housing with NPT3/4" process connection

Materiat
Housing: PPS
ORP electrode: platinum ring

Double chamber reference system: KNO3 and KCl/AgCl

Wymiar
Diameter: 22 mm (0.87 inch)
Length: 150 mm (5.91 inch)

Temperatura procesu

0to80°C(32to 170°F)

Cisnienie procesu
1to 10 bar abs at 80 °C
(15 to 145 psiabs at 176 °F)

czujnik temperatury

NTC
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Orbipac CPF82D

Potencjal redoks Dopuszczenia Ex
(optional) FM IS NI Cl. | Div.1&2, Groups A-D

Podtagczenie
Process connection: NPT 3/4"
Memosens plug

Stopien ochrony

IP 68
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